
ノ·ジョンア弁理士は、Lee International IP & Lawにて電子、半導体、通信、回路などの分野における国内外の

特許出願及び中間事件、拒絶査定不服審判などを担当しています。 

特許法人コリアナ(2014∼2021)では、電子、コンピュ〡タ、半導体、通信に関する知的財産権の権利化及び専門性

に対する経験を積みました。特に、グロ〡バル通信機器企業の無線通信標準、ビデオ/オ〡ディオコ〡ディング標準

に関する特許事件と半導体装置会社及び素材会社の特許事件に対し豊富な経験を有しています。また、ソフトウェ

ア技術の特許に対する先行技術調査とFTO業務、国内外への出願及びアウトゴ〡イング業務の経験も数多くありま

す。 

ノ·ジョンア弁理士は、ソウル大学電気情報工学部(2013)を卒業しました。流暢な英語での実務処理が可能です。大

韓弁理士会の会員です。 

Practice Area 

• 電子、コンピュ〡タ、半導体、通信に関する知的財産権の出願、審判、鑑定 

Experience 

• Lee International IP & Law (2012~2014) 

• 特許法人KOREANA (2014∼2021) 

• Lee International IP & Law (2021~現在) 
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Education 

• ソウル大学電気情報工学部 (学⼠, 2013) 

Qualifications 

• 弁理士 - 大韓民国 (2012) 

Membership 

• 大韓弁理士会 (KPAA) 

Publications / Presentations 

• "Fabrication of oxide semiconductor transistors using Low-temperature Solution Processing” 

(2011) 

Etc 

• 言語 : 韓国語、英語 
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